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ABSTRAK

PENGUKURAN DISTRIBUSI ION PADA PLASMA FOKUS. Pengukuran distribusi berkas ion Argon dari
plasma fokus telah dilakukan dengan menggunakan mangkuk Faraday. Intensitas berkas yang terhambur

ke arah depan ternyata mengikuti hukum 1/R", dengan n=1,02. Uniuk tekanan 0,8 mbar dan tegangan

12,5 kV selaput arus memerlukan waktu 2,2-2,4 pdet untuk mencapai kondisi fokus. Juga teramati adanya
ion Cu yang berasal dari anode tertangkap oleh mangkuk Faraday.

ABSTRACT

ION DISTRIBUTION MEASUREMENT IN PLASMA FOCUS. Measurement of the Argon ion distribution
in plasma focus by using Faraday cup has been done. The intensity of ion beam followed the | Rn rule,
n=1,02. In the operation condition of 0,8 mbar and 12,5 kV the current sheat spen 2,2 to 2,4 psecond in
the rundown fase. Cu ion was also been observed in the Faraday cup.

PENDAHULUAN

engan keterbatasan sumber alam yang ada

maka orang cenderung untuk menggunakan-

nya dengan cara yang lebih efisien.
Memanipulasi bahan-bahan tersebut sehingga
menjadi bahan unggul yang mempunyai nilai
tambah dibandingkan dengan bahan aslinya, sains
materi merupakan bidang yang menangani hai ini.
Manipulasi yang dilakukan bersifat mikroskopis,
karena menyangkut interaksi antara atom-atom
dalam materi. Bahan-bahan baru hasil manipulasi
ini dapat mempunyai sifat-sifat yang lebih baik dari
pada bahan aslinya. Dapat mempunyai kekerasan,
ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap suhu
tinggi, daya hantar listrik yang jauh lebih baik dari
pada bahan aslinya.""

Untuk mendapatkan bahan unggul tersebut
pengolahan/manipulasi sering hanya dilakukan pada
permukaan bahan tersebut. Misal untuk membuat
bahan lebih tahan terhadap korosi, maka cukup
hanya melakukan perlakuan (treatment) pada per-
mukaannya saja. Dalam rangka pembuatan bahan
unggul lapisan tipis, maka kebutuhan utama ialah
ion-ion berkecepatan tinggi sehingga dapat terikat
pada permukaan bahan. Untuk menghasilkan ion-
ion berkecepatan tinggi tersebut dapat ditempuh
dengan beberapa macam cara sesuai dengan ke-
butuhan. Kalau yang ingin dicangkokkan keper-

mukaan merupakan molekul-molekul maka harus
dilakukan secara kimia, dengan menggunakan
metode Langmuir. Untuk pencangkokan atom-atom
dapat dikerjakan deagan metode, CVD, "glow-
discharge"”, "sputtering”, inplantasi ion dan dapat
juga digunakan alat fokus plasma sebagai sumber
ion. Untuk mengetahui sifat-sifat permukaan yang
dihasilkan dan melakukan manipulasi lebih lanjut,
maka perlu diketahui mekanisme interaksi antara
ion-ion yang datang dengan permukaan. lon yang
berasal dari plasma fokus, dibandingkan dengan
sumber lain mempunyai perbedaan kerena ion-ion
ini merupakan plasma dengan suhu sangat tinggi.
Interaksi yang terjadi merupakan interaksi antara
plasma suhu tinggi dengan materi dan dengan
proses pendinginan yang sangat cepat.' Proses
macam ini belum banyak diketahui , dan diharapkan
proses ini akan memberikan bahan baru dengan
sifat-sifat fisis yang baru pula. Penelitian dengan
menggunakan ion yang berasal dari alat plasma
fokus untuk menghasilkan bahan unggul lapisan
tipis telah banyak dikerjakan orang. Bahkan para
peleliti sekarang telah berencana untuk mendirikan
suatu pusat penelitian "international Centre for
Dense Magnetized Plasma"®

Dalam makalah ini akan dilaporkan hasil
studi tentang berkas ion yang dihasilkan oleh alat
fokus plasma yang dimiliki PPNY.
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